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Ya se conocen un gren ntmero de sistemas de polimeros que
endurecen, bajo los efectos de la luz, para formar revestimientos in=
solubles, retioulados. Tales sistemas se emplean especialmente en la
téonice de la reproduceién, por ejemplo, para la fabrioacidén de plaocas

de impresién offset, circuilos estampados, cliches de impresibn, BEn -
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renaral se pﬁnden djferenciar dos tipos diferentes de talas polimeros
reticulables bajo 12 luz: por una parte,'aduellps en los cuales cada
gtapa primaria iniciada conduce solamente a un lugar de reticulacién;

entre estos se encuentran los ésteres de &cido policinaménico y los

polimeros reticulables por diazidas, [Bstos sistemas son bor regla ge-

‘neral menos sensibles al oxigeno. El segundoiijpo de polimeros endure-

pibles por la luz contiene grupos vinilo y se reticuln mediante polime
rizacibn de adicibn a través de estos grupos vinilo, siendo suficien-
tes algunos cuantos de luz para producir un gran nGmero de lugares de
reticulacidn. Estos sistemas encuentiran, a pesar de su alta sensibili
dad al oxigeno, una aplicacién cada vez mayof, ¥a que su sensibilidad
a la luz, especialmente el emplear estabilizadores adecuados, es en
magnitud superior, también en la szona de la luz visible. Independients
mente de la sensibilidad al oxfgeno de la atméafera, loz sistemas de
fotopolimerizacibn hasta ahora empleados para fines de reproduccidn
no estén libres de desventajas, Al contrario de las mezclas fotopoli-
merizables empleadas en el terreno de 1as_1acas, que generalmente se
componen de polimercs insaturados disuelios en monémeros de vinilo,
tales como poliésteres insaturados, los sintemas fotopolimerizables,
utilizables para fines de reproduccién, deben estar ya antes de la -~
retiqulacién libres de pegajosidad y disponer dé una cierta resi.:tenw
cia mecdnica. Por esta razbn se emplearon hasta ashora, en la mayoria
de los casos, mezclas de polimeros sin reticular, de peso moleoular
relativamente alto, y compusstos de vinilo con un peso molscular lo
més alto poﬁible, por ejemplo, acrilatos de alcoholes polivalentesn,
tales como pentaeritrita o trimetilolpropano, Aqui se obtieﬁen, sin
embargo, despuds de la folo-reticulacibén, unas capas con un eaponja-
miento relativamente fuerte, ademds, los revestimientos sin exponer
se fragilizan en breve tiempo al ponerse en contucto con el oxigeno

del aire,
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Otra posibilidad para la obtencibén de polimeros reticula~
. . 3
bles por fotopelimerizacibn consiste en enlazar los compuestos de vi~
nilo, mediante reacciones adecuadas, directamente al polimero. Tales

sistemas son muy bien adecuados para fines de reproduccién pero su pre

‘paracién ofrece, sin embargo, hasta ahora ciertas dificultades: las

reacciones emplsadas para esta finalidad exigep en la mayoria de los
casos unas condiciones de reaccién dféstica;, lo'qué,para evitar una
gelificacién prematura de los preparados, exige;lé'adicién de inhibi-
dores, tales como hidroquinona o sales de cobre{;Débido a estos aditi-
vos, muesiran los productos obtenidos, en la ulterior fotoreticulacién,
sin embargo, una reactividad solamente reducida.

El cometido consistia, por lo tanto, en hallar sistemas de
polimeros reticulables por polimerizacién de vinilo, especialmente por
polimerizacidn de vinilo iniciada por la luz, yue no mosirasen estos
inconvenieﬁtes.

El objeto de la invenecidn son, ﬁor lo tanto, p&limefos oT-
ghnicos que conﬁengan grupos uretsno 'y grupos Qihilo, que oontengan co-\
mo minimo dos veces la agrupacién de la férmula I; donde R éignifica'
hidiégeno o alquilo con 1 & 4 4tomos de carbond, bpefereﬁtemente mnetie-
lo, y n representa un nimero entero de 1 a 6, preferentemente de 2 a 4
R 0 . H 0 |
|| |
cnz.—_.—.c——cl——-o "(C*Ig)n"""N“‘ C =0 =

(1)

Preferentemente se emplean polimeros con pesos moleculares
entre 10,000 y 100.000, Pblimeros especiaimente adecuados contisnen por
cada 1000 de su peso molecular como minimo dos veces la agrupacidn de
férmula I. Otro objeto de la invencién consiste en un procedimiento -
para la obtencién de los mencionados productos, que contienen grupos -

uretano y grupos vinilo, segin el cual polimeros en si conocidos, que con



tienen como minimo dos grupos hidroxilo, se hacen reaccionar con monb-
meros de vinilo de férmula general II que contienen grupos isocianato:

R 0
54 CH, ==C —C —0 —(CH,) — N=C=0 ‘ (x1)

donde R y n tienen>el mismo significado_qué,en'1a f6rmu1a I,

. La reaccién-se puede efectuar en disolventes inertes con
relacién a los érupos isocianato 2 temperaturas ehtre -100C y 470°C,
preferentemente +109C y +30%C, en caso dado en ﬁresencia de.cantidades

10. cataliticas de los aceleradores usuales en las reacciones de isociana
to, tales como trietilamina,

Otro objeto méa de la invenéién es'el empleo de los mencigo
nados polimeros,.que contienen grupos uretano y grupos vinilo, para
la obtencién de revestimientos en el que estos poiimeros, después de -

154 su aplicacién sobre un soporte adecuado, se reticulan me&iante una po-
limerizacién de vinilo que se inicla termicamenbg, en cnso dado baje
ayuda de los iniciadores usuales para las polimerizaclones radicalares,
por quimica de rayos o también fotoquimicamente con ayuda de los asi
llamados fotoiniciadores,

20, Como polimeros yue contienen grupos hidréxilo se pueden -
emplear tanto los rroductos naturalez como también los compuestos sin—
téticos de alto peso molecular. Polimeros naturales adecuados con la
celulosa, fécula, gelatina o los derivados de estos productos naturales,
tales como las celulosa parcialmente esterificada o elurificada., Polfi-

25, meros sintéticos adecuados son los alcoholes polivinilicos o los copow

. 15meros que contienen unidades de alecohol vinflico en forma polimeriza-
da. Como componenies de polimere no reaccionables pueden ealar contlenie
das unidades arbitrarias do mondmeros polimerizables, egpecialmente -~
mondmeros e vinilo, por eijemplo, de etileno, propileno, butileno, bu-

30. tadieno, isowmreno, cloruro de vinilo, &steres de vinilo de Acidos mono-
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blsicos, éteres de vinilo, especialmente viniliééﬁutiléter, ficidon ameri
lico o metacrilico o sus derivados, iales como ésteres 3y especialmente
con alcoholes alifdticos o cicloaliféticos con hasia 8 &tomos de car-
bono, nitrilos, tales como acrilonltrllo, ademés, también anhidrido de
&cido malémco o entireno. También son adecuadoq los polnoondeusado con
hidrbgenos activos, especialmente con grupos hidroxilo alcohdélicos, por
ejemplo, poliésteres de fcidos carboxilicos aliféticos o aromdticos po
livalentes, poliuretanos conteniendo grupos hidroxilo o resinas epoxi
conteniendo grupos hidroxilo. .

Los componentes de reaccidn polimeros deberdn poseer ven—
tajosamente un peso molecular promedio de més de 1,000, Fl peso molecu—
lar promedio més adecuado para el caso de la aplicacidén correspondiente
se puede doterminar en forma sencillaAmediante POCOS ensayos comproba~
torios, El peso moleﬁular 6ptimo depende naturalﬁente también de la -
clase del polimero, . .

Preferentemenie se emplaah polimeros-que se obtienen por
polimérizadién de éateres oxialquilicos ael écido aerilico o 4cidos -
acrilicos cA-nlquil-sustituidos, tales como 4oido metilmetaerilico, o
bién por polimerizacién de eslos compuestos coﬂ oliros compuestos de
vinilo, Esteres de oxialquileo adecuados son loéimonoésteres de los fci
dos mencionados con etilenglicol, propilenglipél, propanodiol-1,3, bu-
tanodiol, dietilenglicol y polietilenglicoles mds altos.

Los polimeros se disuelven en dleolvente que no reaccionan’

con los. isocianatos bajo las condiciones de reaccidn empleadas en este

‘procedimiento, tales como hidrocarburos, hidrocarburos halogenados, és

teres, cetonas o éteres y se hacen reaccionar con el isocinnalo insa~
turado bien sin ulteriores adilivos o empleando los catalizudores usua
les fomentadores de la formaoidén de uretano, tales como aminns lercia-
rias,

Loz monbémeros de vinilo que llovan grupos isocianalo ge -
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obtienen segfn las indicuciones de la palente nlemnna 1,018,050, Tionen .
prefervencin ol isocinnatlonlilacreilato o jnnciunahootilﬁotnnvilnto. Loa
polimeros que contienen grupon hidroxileo reaccionadoa con ellos dnmn -
unos revestimientos especialmente adecuados par& fines de reproduccién.
Los polimeros reticulnbies neglin ln presente invencidn, a
base de lon oiialqdilaorjlatus polimeros, se compbnen de una ocadena de

&tomos de carbono que contienen unidades recurrentes de férmula III:

—0—X-=0 —C —H — (CH,) — 0—C—C=CH, | (111)

h |

0 -0 R

donde X simmifica un regto aliféticorbivalentét_que ruede eétar interunm
pido por étoﬁos de oxiéeno, tal como etileno,.pvppileno, isopropileno,
butileno, restos de férmula -(CH2.CH2-O)m-CH2¢CH;, donde m representa
un nfimero entero de 1 o superior a 1,_preferent9ménte 1a3; Ry R1 -
significan hidrégeno b alquilo con 1 a 4 étomoﬁ de carbono, preferente
mente metilo, y n represents un nimero entero-de 1 a §, preférentemente
2 a‘4.

En los casos en los cuales, para la obtencién de pélimeros
reticulables, se empleen poiimeros con unidndes &e alcohol vinilico,
tal como alcohol polivinilico, copolimeros toial o parcialmente savoni
ficados de otileno con acetato de vinilo, ne componen los polimeros de
cadenas de carbono que conlienen unidades repelidas de férmula IV, don
de R, R1 ¥y n tienen el mismo significado como on las [Srmulas antes in-

dicndas:

0= € — NH - (Clly) = 0 ~C -~ C - Clf,,

- (1v)
0 0 R
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Como mAz arciba ne ha mene jonudo phﬁdeércontener los poli-
meros mencionndas, ademés de las unidadéa de férmuin 17T 6 W, nlterio
res unidades que se deriven de los mondémeros allciénalmente copolimeri
zados y que no contienen ninghn srupo hidroxilo,

Para la obtencidn del polimero reliculable se puede proce-—
der como siguet - ’

Primeramente ae polimeriwa, en foimaﬂconocida, en un disol
vente inerte el monbmero de vinilo quo-conikiene gfupos hidroxilo bien
86lo o en combinacidén con otros monbmeros -le viniio, cuya proporcidn
pu;;e alcanzar hasta un T5% en peso.

La solucidn de polimero obtenida se';nfria a temperatura

ambiente y bajo exclusién de humednd, pero en presencia de oxigeno del

aire, se mezcla con el isocianaio gue lleva los grupos vinilo, no de-

‘biendo la cantidad molar del isocianato sobrepasar el contenido de gru

pos hidroxilo en el polimero.

Como medida para el grado de la reqécién entre los grupos
hidroxilo y los compuestos de vinilo que contienen isocianato, puede -
servir la disminucidn de 1z absorcién de isocionato a 2275-2250 t:m"1
en el espectro infrarrojo de la mezcla de reaoéiéh (K;Makanishi, In-
frared Absorption Spectroscopy,-Holdenénay, Ind., San Tranzisco (1961)
pég. 28). Ceneralmente ha terminade la reacci&n,ﬁambién sin la adicién
de catalizadoren, tales como aminas terciarias, en el plazo. de pocos
diags, Aditi&on de menos de wn 1% de trietilamina pueden ahreviar el -
tiempo de reaccidn sin embarpo a alyunas horas,

. Terninando la reaccjéd se.puede'émplear el rolimero que con-
tiene grupos ureiano, reticulable, para la oblencidn de capas copiadd—
ras de muy alia calidad. Fars éllo se puede sensibilizar la molucibn
con los fotoiniciadores usuales, tales como benzoina,léteras de benzoi
na, hidroximetilbenzoina o derivados de aﬁtraquinona, tales como antra-

quinonas sustitvidas por halbgeno o alquilo, en cantidades de 0,1 a 104
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Imede ser venlajoso, para mejorar la ostabilidad 2l alma~

en peso..

cenamiento, agregar inhibidores térmicos, iales como derivados de fe-
nol o de hidroquinona, o estabilizadores, tales como sales de cobre.
Asimismo puaden agresarse uliériores disolvenbeﬁ, plastificantep,_flqi
dificadores, colorantes‘u_obrosAma'eriales de carga que, de por>si, en
el margen eupectral de la luz iniciadora de ]a,fofobolimorizncién no
obsorban o lo menos posible, ani como polimeros'jnertes. También puede
ser conveniente agresar al agenle de revestimignbb ulteriores compues=
tog de vinilo mono- o polifuncionaleé. la solucidn se anlica por inmer
sién, pulverizacidn, riero, laminacion, centrifugagién o cualdquier oiro
procedimiento de aplicacién uaual sobre el soportg_desendo, ¥y se obtie
ne un revesiimiento sélido, pero, sin embargo, aln noluble en la mayo-
ria de lon disolvehtes orginicon, que bien direétgﬁepﬁe o también des-
4pués de aplicar sobre otro portador de capa se puede reticular con ayu-
da de la luz u otra irradincién aciinica mediante polimerizecibn, Eopew
cialmente ventajosa es squi la exalusidn del oxinéno de la atmdsfera
inhibidor, que ne puede mantener alejado mediahtg irradiacién en vacilo
0 bajd una atménfera protectora de nitrégeno, preferentemente sin em-
bvargo mediante protleccién de la capa secnaible a la luz modiante une
lémina de matefial ~in%t8tico transparente apliéadn sobre clla. lespués
de la polimerizacién reticulante de las partes expuestas a la luz del
revestimiento se pueden dinolverilas partes no expuestas con un disol-
vente orgénico y retirar medianie lavado. Disolventes adecuados pare og
to son, anle todo, aqﬁelloa aque también se pucden emplear vara la apli-
cacién de la capajy ademds, practicamente todos aquellos en lon cunles
se puede disolver el pélimevo sin reticular, Se pueden emylear squi =~
los hidrooarburos clorados, los alcoholes superioves, los éateren y lon
hidrocarburos arembdilicos, las partes reticuladas, insolubles, ie la ca

pa guedan adheridas sobre ¢l portador y son resintenles a todus las ng
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luciones mordientes usuales, tales como 4cido nitrico diluide ¥ oloru

ros de cloruro férrico (IFl), asi como a la precipitéeién de meial en
los bafios usuales. '
Portadores de capn adecuados son lasz ldminag de pétal de
Se cobrey ulumiuio, cine, mamosio, acero y similares, ademis. piupel, vi
drio o léﬁiuns do producbou polimeros, tales come ésteres de celulosn,
acetato de polivinilo, alcanos de polifenilol, poliésieres, esrecial-
mente & banc de polietilentereftalato, poliamidas, por ejemplo, nylon.
Como base non ademfs adecuados los materiales ébn estructura reticular,
10, tales como redea de metsl, Seleccionando poliméros adecvados es ademds
posible fabricar capas autoporianten, Iaas capas reticulables por la lus,
segln 1a'presente invencibn, se pueden emplear rara la formacibén de -
. cuadros de relieve o moldes de impresién vara impresién en huecograba-
do o blana. Bn especial para 1o$rproéedimﬁenLos£de impresién offset,
15. procedimientcs.de impresién por reticulacidn, placas de jmpresidén li-
togréficas o cualquier otro procedimiento de imprééién que exigen una
imagen en relieve, asi como para 1os_procedihienfoé de grabacidén, Im-
portantes fines de aplicacidn de las capas de Ia'presente invencidn -
son la fabricacién de circuitos impresos, la fabricacién de plezar mal
20, ..  deadss decapadas, la fabricacién de piemas moldeadas segin el procedi
'mieqto de electroformacién y la fabricacién de micro—~cireuiion.

Lg exposicidn de las capas preparadaé seglin la presents in
vencién se efectia con las fuentes de luz usuales en la téonicé de la
reproduccibn, tales como lémparas de arco de,égrhén, l4mparaes de xenon,

25, lémparas de alta presidén de mercurio que, conveniente@wnte, ademfis de
1uz visible suminjstran una proporeién de luz ultravioleta especialmen
te eficaz para la polimerizacidn,

En lo anterior se trutarbn los polimeros gue contlenen gru
pos uretano, polimerizables, ante todo con fospccto a gu empleo para de

30. terminadas cajas copiadoras sensibles a la luz. Se entiende que low ~
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polimeros serin la presente invencidn lambién sme pueden emplear para
otros recubrimientog en los cuales es impoytanhé una ulterior reticu-~
lacién, En general se puédeﬂ emplear también para 1acas'y revestimien
tos.

la reaccidn de reticulacién no solo se puede iniciar por
iaAluz; también se pueden empleér otros rayos ehergéticds, tales como
rayos de electrones, rayos X y rayos gamma, Adeﬁés, también es posible
una inieiacién de la reaccidn de reticulaci§n medianie los iniciadoren
de polimerizacién usuales pare las polimerizaciones de vinilo, tales
como perdxidos orginicos,

Por tanto, para tal aplicacién ampliada tampoco vale la 1j
mitacién necesaria en la feficulacién iniciada fofoquimicamente con res
pecto & los materiales de earga; en principio se pueden emplear todos
los pigmentos y aditivos usuzles, por ejemplo, 193 uvtilizados en las
lacas de poliéster-estireno insaturadas.

Ejemplo 1

Prercaracibn del polimero:

En un matras dé tres cuellos de 2 litros de capacidad, do=-
tado de egitador, refrigerador al reflujo y embudo goteador se calenta
ron al refluje 400 cc de terc,.butano bajo nitrémeno, En el plqzo de 5
horas se goted mna mezcla de 288 e Je metacrilat§ de oxiproprilo, 150 g
de metﬁorilato de metilo, 150 g de acrilato de metilo, 100 g de butanol
terciario, asi como 1,5 g de perdéxido benzoilico. Terminado el goteo

se agregaron otros 0,5 g de perdxido de benzoilo en butano ferciario

‘y la mezcla se mantuvo durante 4 horas bajo reflujo. Después de evapo

rar el butanol terciario, lo que en parte ue efectuo en vacio, se libe
6 ol polimero en el armario secador en vacio a 15 mm/50°C del restan
te disolvente, Se obtuvieron 580 g de una resina sélida, incolora, Be

disolvieron 480 £ dél polimero en un 3O%Ien peso en cloruro metilénico

y en el plazo de 30 minutos se mezcld a temperatura ambionte, bajo agi
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tacibn, con 194 ¢ de metacrilato de junbinnnbouLilo. I meseln s man-
tuvo durante otras 48 horas a tempevahura ambiente;

Material sensible a la luz:

la solucidn arriba obtenida se sensibilizé con un 3% en pe-
s0, referido al polimero formador de pelicula secédb, de 3~clorometilan
traquinona y se colored mediante adicidn d; 0,5 partes en peso de azul
del Sudén. Con esta solucidn se recubriéd por centrifugacién una lémina
de aluminio y se sect en la forma usual. Despuds de-secar tiene la capa
sensible a la lus un espesor de 28 a 30/u. A continpacién se aplicé en
cime una lamina de‘polietileno de 30/u de espeé&r-como proteccibébn con-
tra el oxigeno que actua como inhibidor de la polimerizacidn,

Elaboracién:

' El material de arriba se expuso durante 4 miﬂutos en un -
aparutoAde exposici&n a la luz, de la forma Chem-Cut, a iravés de una
plantilla, Esta exposicién corresponde aproximadamente a una exposicién
durante 2 minutos con ﬁna lémpara de arco de carbén (42 Volt., 30 Amp.)
a una distancia-dg 45 cm, Después de retirér 1a;léﬁina de cobertura se
puede revelar la capa con una meicla de éster acético yrtricloroeﬁileno.
Se obtiene une imagen en relieve positiva, exacta;-de‘la planpill;.

Ejemplo 27 7
Preparacién del polimeros
Analogémente al ejemplo 1 me goteéleﬁ el plazo de 6 horas
a 800 cc de metiletilcetona hirviendo bajo reflujo une mezcla de % g
de metacrilato de oxipropilo, 109 g de metacrilalo de metilo, 42,2 g
de acrilato de butilo, 100 g de metiletilceiona y 3 g de dinitrilo de
cido azoisobutirico. Despubés de una ulterior adicibn de 1 g de dinitri

lo de &cido azoisobutirico se volvié a calentar duranie 5 horas bajo

reflujo, 500 g de la solucibdn polimera se concentraron, por separacidn

por destilacién del disolvente, a 260 g y 2 temperatura ambiente se meg

clé bajo agitacidn en el plazo de 30 minutos con 45 g de metacrilato ~
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de isoqianatoetilo.'

Material seneible a la luz:
Después.de 48 horas a temperatura ambiente se sensibilizd
la solucién de polimere con 2,5% en peso de 2-terc.-butilantraquinona,
e referido al polimsro formador de pelicula secado, Con esta sqlucién se
recubrié una lémina de poliéster de 30/u dé espesor y a continuacidn
pe traspasd sobre una lémina de cébre delgada a 1208C mediante un apa
rato de transferencia por laminacién, El espesor de la capa del foto-
polimero puro ascendié a 35/u. ‘
10, Elaboracién:
El material de arriba se expuso a'tfavés de una lémina de
polidster durante 4 minutos en un aparato de éxziosicién Chem~Cut a trz
vés de una cufis de etapas de grises de 0,15,
Esta~exp§sici6n corresponde aproximadgmentera uné exposi-
15, oién durante 2 minutos en una lémpars de argo.de ;arbén (42 Volt., 30:
Amp.) & una distancia de 45 cm. Dmspués de retirar la l4mina de cober- .
tyra se puede revelar la capa con una mezcla‘de'éster acético 6 i-pro-
panol. Se obtiene una imagen en relieve positiva, exacta, de 12 etapas
de la plantilla,
20, - ’ Bjemplo 3
' El polimero, que confiene grupos uretano, en solucidén de’
cloruro metilénico del ejemplo 1 se aplicé en un espesor de 150/u como
capt sobre una superficie de metal y después de evaporar el disolvente
se irradié debajo de un acelerador de electroneé en atmdasfera de o -
25, . (Tipo: Instalacién piloto ESTRA de las firmas Werner & Pfleiderer / BEG)
con rayos de electronea de 5 Mrad con una enorgia de 320 keV y una ine
tensidad de corriente de 40 mA. Despuén de.este tratamiento 1e obtuvo
una pelicula insoluble, reticulada, que tampoco se esponjé despuds de

tratar durante 1 minuto con acetato de etiio.

30, ) Ejemplo 4
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Ln solucibn de polimero que contieno . vrupos uretano del -

ojumblo D na mavo lé con un W oan popo de pnr6x]do benzoilico (referido
ul_aﬂntdn]do on watorin ndlida), Un rﬁuouLimiunLO‘da 200/u de aspegor
preparado con ella sobre unua placa de cristal se cubrié despuds de eva;
porar el dimolvente con unn lémine de policarbdnaﬁo'de 30/u de espesor
y se cochurd durante 10 minutos a 1509C, Se obtuvo un revestimiento du-
TO, innoiuhle. '

Ejemplo 2

Una muestra del material obtenido segiin el ejemplo 1 se ex—~

' puso después de retirar la lémina de cobertura de‘ﬁolietileno durante

4 minutos en un aparato de exposicién varias vé9e§ enjuagado con nitré-
geno de la firma Chem-Cut. Como plantilla sirvié una cutia de etapas de
griges de 0,15.

7 Después de revelar en una mezcla de és%er acético & triclb—
roetlleno ge obtuvo una imagen en relieve pOaJtIVd, exacba, de 10 etapas
de la cufia de 1a plantilla.

- Ejemplo 6

Una mueatra del material obLenzdo geg un el ejemplo 2 s8 ex-
puso durante 4 minutos en un aparabo de exp031c16n, varias veces enjute
gado con nitrdgeno, & través de una plantilla y a continuacidn se reve-
16 con una mezola de i~-propanol y éaster acético. La imagen en relieve
positiva, exacta, resultante de la plantillq'se pudo transfekir vespuds
de secar mediante un aparalo de transferencia de laminacién, calentado
a 1209, sobre una lémina de cobre-periinax. A

Ejemplo 7
42,4%‘en peso de un poliéster aatuéado a baso de &cido fthe

lico y trimetilolpropano con un Indice &cido de 3 y un indice OH de 263

(visoosidad al 50% en peso en acetato de etilglicol: 850 oP) se dinol-

vieron en 100 partes en peso de acetato de etilo, se mezcld con 0,5 par

tes en pesc de trietilamina y bajo agitacidén se mezcld a temperaturs -
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ambiente con 31 partes en peso de metacrilato uo e oclanatoetxlo. Dog—
pués de 2 dias a temperatura ambiente se elabord la solucién de poliés-
ter, andlogo al ejemplo 2, a una capa éénsible a la luz y se expuso, Se
obtuvo asiﬁidmo una imegen en relieve positiva, exacta.
NOTA

Dencrita suficientemente la naturaleza del inventio, asi co~
mo la manera de realizario en la prictiea, debe -hacerse constar que lns
disposiciones anteriormente indicado:, son susceptibles de modificacio-
nes de detalle en cuanio no alteren su principio~fundamentﬁl. Tamhién
se hace constar que el invento corresponde.a una Solicitud de Patente,
presentada en Alemania, éon fecha 30 de Abrilfda 1.971, bajo el nimero

P 21 21 252, 2, acoglendoae por lo tanto a los beneficios que conceden

los Convenios Internacionaleas en vigor, siendo lo que conntituye la

esencia del referido invento y por lo que se solicita Patente de Inven=

cién por 20 afios en Enpatia, sobres PROCEDIMIENTO PARA LA CBTENCION DE

POLIMEROS ORGANICOS CONTENIENDO GRUPOS URETANO Y GhUPOS VINILO§ carac-

terizéndose por lo siguisente:

1.~ Procedimiento para la obtencién de polimeros orgénicos
conteniendo grupog uretano y grupos vinilo, gque como minimo contienen
dos veces la agrupacidn de férmula '
R O H

0
Lol Lol

CH,==C— €~ 0 — (CHy) = N--C=0 =

en la que R significa hidrdégeno o alquilo con 1 a 4 dtomos de carbono,
preferentemente metilo y n significa un nfimero entero de 1 a 63 carace
terizado porqus ae hacen reaccionar poiimeros que contienen‘grupos hie=
droxilo de compuestos olelinicamente insaturados, con mondmeros de Vi
nilo que contienen grupos isocianato, en un disolvente inerte con rela=
oidén a los grupoa isocianato.

2,~ Procedimicnto segin la reivindicacidn 1, caracterizado

e
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porgue como monémeros de vinilo gue contienen ;srupos isocianato se ha-

cen reaccionar compuestos de férmula

R 0

| '

CHp =€ —C — 0 —(CH,) ~— N ==C =0
en 1a ‘Jue R sipnifica un reato alquilo con 1 a‘4 4tomos de carbono y
n repreéenta un nimero entero de 1 a 6, preféfenbemanfe de 2 a 4,
3.~ Procedimiento para la obtencidn de polimeros’orgﬁqloos

éonteniendo-grupos ure tano y grupos vinilo, tal y como queda sustancial
mente descrito en la preseute Memorxria. -

Esta Memoria consta de 15 hojas escritas a méaquina por una

sola cara,

Madrid - 14 JUL 1972

PAUBRIFABITEEN BAYER, AKTIENGESELLSCMFT
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